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二、说明、目录、图表目录

  薄膜沉积工艺是半导体制造中的关键工艺。半导体行业中，薄膜常用于产生导电层或绝缘层

、产生减反射膜提高吸光率、临时阻挡刻蚀等作用，由于薄膜是芯片结构的功能材料层，在

芯片完成制造、封测等工序后会留存在芯片中，薄膜的技术参数直接影响芯片性能。由于半

导体器件的高精度，薄膜通常使用薄膜沉积工艺来实现，晶圆表面的沉积物会在晶圆表面形

成一层连续密闭的薄膜。薄膜沉积设备通常用于在基底上沉积导体、绝缘体或者半导体等材

料膜层，使之具备一定的特殊性能，广泛应用于光伏、半导体等领域的生产制造环节。

2022年全球半导体设备市场规模为1085亿美元，创下历史新高，分析人士指出，在连增三年

之后，2023年负增长隐忧显现。但寒意或许&ldquo;冷&rdquo;不到国产半导体设备厂商。A股

半导体设备公司2022年业绩表现亮眼，北方华创、拓荆科技、芯源微等净利同比翻倍。与全

球半导体设备支出大体跟随全球半导体资本支出周期的变化相反，国产半导体设备支出由于

持续的本土化进程推进而与半导体资本支出周期脱钩，更具韧性。北方华创、拓荆科技、芯

源微、华海清科、长川科技、盛美上海等六家A股半导体设备公司2022年业绩同比增速上限大

于100%，其中薄膜沉积设备国产领军者拓荆科技以438%的同比增速排名第一。  

SEMI数据显示，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21%提升

至35%。2022年，在半导体设备各细分领域，薄膜沉积设备国产化率约为8%。  

政策方面，2022年3月，在第十三届全国人民代表大会第五次会议上，其中提到加快发展工业

互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力

。2022年10月，国家发展改革委和商务部联合发布了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》

，其中将&ldquo;超大规模集成电路制造用关键装备开发、制造&rdquo;、&ldquo;集成电路封

装及测试设备制造&rdquo;以及&ldquo;晶圆制造及再生&rdquo;列入鼓励类目录。国家政策鼓

励国内半导体行业内企业向更先进技术水平、更广泛市场领域、更底层核心技术等方面砥砺

前行，完善和发展我国半导体产业水平，为薄膜沉积设备行业提供良好的发展环境。  

中企顾问网发布的《2024-2030年中国薄膜沉积设备产业发展现状与市场调查预测报告》共十

一章。首先，报告介绍了薄膜沉积设备行业的相关概念、半导体设备发展情况，接着，对中

国薄膜沉积设备行业发展的宏观环境以及薄膜沉积设备行业发展状况作了分析。然后报告分

析了薄膜沉积设备的相关技术、进出口情况以及主要应用领域发展情况；接下来，报告对国

内外重点企业经营状况进行了详细分析；随后对薄膜沉积设备行业投资进行了分析，并对薄

膜沉积设备行业的发展前景进行了科学的预测。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、半导体行业协会、中企顾问网、中企顾问

网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析



预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对薄膜沉积设备行业有个

系统深入的了解、或者想投资薄膜沉积设备相关项目，本报告将是您不可或缺的重要参考工

具。  
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